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Proteccion de Diseinos Industriales

OEPM

OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y
MARCAS (OEPM)

Organismo Autonomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que
impulsa y apoya el desarrollo tecnologico y econémico otorgando

proteccion juridica a las distintas modalidades de propiedad industrial
mediante |la concesion de:

Patentes y Modelos Disefios Industriales  Marcas y Nombres
de Utilidad (Creaciones de Comerciales (Signos
(Invenciones) forma) Distintivos)

Asimismo difunde la informacion relativa a las diferentes
formas de proteccion de la propiedad industrial.
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Proteccion de Diseinos Industriales

OEPM

¢ Como proteger el DISENO en Espafia?

Mediante su REGISTRO (OEPM, OAMI)

Diseno NO REGISTRADO (3 anos; 1er ano gracia para registrar)

Permite a las empresas “probar” un diseno en el mercado para evaluar la
utilidad de su registro

Proteccion mediante DERECHOS DE AUTOR (como si fuera una
pintura o una escultura; posibilidad de ACUMULAR la proteccién)

e Como MARCA TRIDIMENSIONAL 2 F"ﬁ
(cuando concurra el caracter l o 1l
distintivo y diferenciador) /8 fi;; L-l

Marca M0824666

OEPM - Proteccion de Diseios Industriales — Santiago de Chile - Noviembre 2011 3/66




Proteccion de Diseinos Industriales

OEPM

DERECHOS CONFERIDOS POR EL
DISENO REGISTRADO

« El registro del diseiio conferira a su titular el derecho
exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilizacion por terceros
sin su consentimiento.

« A estos efectos se entendera por utilizacion, la fabricacion,
la oferta, la comercializacion, la importacion o exportacion o
el uso de un producto que incorpore el diseno, asi como el
almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines
mencionados.

- Existe ademas una proteccion provisional para solicitudes
no publicadas.
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OEPM

FORMAS DE REGISTRAR EL DISENO EN ESPANA

VIA NACIONAL ESPANA

Registro ante la OEPM Proteccion en
(Ley 20/2003) = Espana

VIA COMUNITARIA EUROPEA

Registro ante la OAMI Proteccion en la
(Alicante/Espaia)

— Union Europea
Reglamento (CE) 6/2002
DEPOSITO INTERNACIONAL

Deposito ante la OMPI Pluralidad de
(Ginebra/Suiza) depositos

Arreglo de La Haya, Acta 1999 nacionales

“:




DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

PROCEDIMIENTO de CONCESION

Publicacion -
Solicitud —» Examen —— ., Oposiciones
y Concesion
Si no hay defectos plazo Examen
de concesion: 3 dias 1
Resolucion

DURACION de la PROTECCION

5 anos hasta 25 (renovacion cada 5 anos)
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

Prohibiciones de registro

Lo que NO ES NUEVO o no tiene CARACTER SINGULAR

— Novedad: Ningun otro diseno idéntico

— Caracter singular: La impresion general no se presta a confusion

. La forma que sélo responde a una NECESIDAD TECNICA ||

« Los disefios que incluyen EMBLEMAS o BANDERAS
protegidos

« Los contrarios al orden publico y las buenas costumbres
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) DISENOS INDUSTRIALES 5
E VIA NACIONAL EN ESPANA
= ,
REQUISITOS DE PROTECCION |
*Novedad

Juli Capella/Ramdn Ubeda Juli Capella’fRamon Ubeda

Un diseno es nuevo cuando ningun otro diseno idéntico haya sido
hecho accesible al publico antes de la fecha de presentacion de
registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
prioridad. Se consideran idénticos aquellos cuyas caracteristicas
difieran sélo en detalles irrelevantes
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

Requisito de proteccion:
NOVEDAD




DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

EPM

REQUISITOS DE PROTECCION Ii

Se considerara que un diseno posee caracter
«Caracter singuiar singular cuando la impresion general que produzca
en el usuario informado difiera de la impresion
general producida en dicho usuario por cualquier
otro diseio que haya sido hecho accesible al
publico antes de la fecha de presentacion de la

: ., solicitud de registro o, si se reivindica prioridad,
- la Impresion general antes de la fecha de prioridad.

- el usuario informado

- grado de libertad del autor

Fotografia tomada del libro COCOS

Autores: Juli Capella / Ramon Ubeda



DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

Requisito de proteccion:
CARACTER SINGULAR
(no producir confusion)
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

Exclusiones: : :
DICTADAS POR SU FUNCION TECNICA

DISENO

NA PATENTE
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Proteccion de Diseinos Industriales

No confundir modalidades:
patentes — disenos

OEPM

Los elementos
técnicos se
— protegen con una
patente o modelo
de utilidad

'ﬁ@g Patente ES 2.172.478 LO:’:_' ementos

_ esteticos se
registran como
diseino

Diseno Industrial k150287
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

Exclusiones:
CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES

Cocane

LESNAELRIGTY DR | INEK]

Exclusiones,:
EL COLOR POR SI MISMO
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

CAUSAS DE OPOSICION

e (Carecer de novedad (mundial)
e Inducir a confusion con otros registros
e Ir contra las buenas costumbres

e (arecer de autorizacion:
— Escudos y emblemas espaioles y extranjeros
— Imagenes e iconos de la Iglesia
— Reproduccion de obras artisticas con derechos de
propiedad intelectual en vigor
— Retratos de personas




Proteccion de Diseinos Industriales

ALCANCE DE LA PROTECCION
OTORGADA PARA LOS DISENOS

OEPM

INDUSTRIALES

No son registrables aquellos Disenos que contengan en
exclusiva elementos funcionales en los que la funcién
esté implicita en la forma (por ejemplo un tornillo).

Son registrables las partes visibles de un producto
complejo (la aleta de un coche, pieza de ajedrez o una
patilla de unas gafas).

No obstante, la proteccidon del registro del producto
complejo no alcanzara a sus partes en los casos en que
se utilicen a efectos de reparacion. Asi, podra
reproducirse el componente libremente para reparar el
objeto, aunque no podra insertarse en otro diseno
complejo diferente.
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

SOLICITUDES MULTIPLES

« Maximo 50 disenos, misma clase los disenos tridimensionales

« Tasa + tasas suplementarias: decrecientes: nacional: hasta 50
disefnos

* |nternacional: hasta 100 disenos
« OAMI: nUmero indeterminado

« Debera cumplir requisitos de proteccion por separado y
especialmente una reproduccion por cada uno

 Los derechos derivados de los disenos de una solicitud multiple
seran independientes unos de otros. Podran ser ejercitados,
transferidos, gravados, renovados, cancelados, objeto de licencia,
de embargo, opcién de compra, etc...
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION |.
EXAMEN DE ADMISION A TRAMITE

Requisitos minimos:

« Una declaracion expresa o implicita de que se solicita un diseno

Datos que identifiquen al solicitante

Una representacion grafica apta para ser reproducida y clara

Si presenta irregularidades - 1 mes para subsanar

Si no subsana - Desistimiento de solicitud

Si subsana correctamente - Se asigna una fecha de presentacion
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OEPM

DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION II.
EXAMEN DE FORMA

Se examina el contenido de la solicitud

Solicitudes multiples
Si el nUmero de disenos no excede de 50
Si se ha abonado la tasa de solicitud

Si esta legitimado para ser titular de un diseno registrado en
Espana

Si presenta irregularidades - 1 mes para subsanar

Si no subsana - desistimiento solicitud
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

lll. EXAMEN DE OFICIO

Si es un disefo
Si no es contrario al orden publico y a las buenas costumbres
Si es correcta la clasificacion

Si presenta defectos - 1 mes para subsanar
Si no subsana - se deniega
Si cambio de modalidad - 2 meses: nueva documentacion

IV. REGISTRO Y PUBLICACION

La resolucion se inscribe en el Registro de Disenos
La mencion de la resolucion se publica en el BOPI
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

APLAZAMIENTO DE PUBLICACION

Permite coincidir el aplazamiento de la publicacion con el
lanzamiento del producto

« Se solicita al formalizar la solicitud y por un plazo maximo
de 30 meses

« El aplazamiento podra referirse a todos o a alguno de los
disefios en una solicitud multiple

* No accesible a consulta publica
« Se puede publicar antes a peticion del solicitante

» Proteccion provisional: entre la fecha de concesion y la de
publicacion del disefno
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

HITOS DE LA PROTECCION NACIONAL

« Debe ofrecerse para los solicitantes nacionales
« Confianza

« Menor coste

« Puede no interesar proteger en tanto paises

* Procedimiento de oposicion: es un sistema de control
posterior

 Hasta 50 disenos

* Prioridad: Ventaja pues se gana tiempo
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

SECTORES MAS ACTIVOS EN OEPM

CREACIONES CREACIONES
BIDIMENSIONALES TRIDIMENSIONALES

PAPELERIA = 32% MOBILIARIO= 14%

e ELEMENTOS
=ATELE CONSTRUCCION 11%

%

JUGUETES = 10% ENVASES= 10,5

v

PORCENTAJES

TOTALES = 23% TOTALES = 77%
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'EPM

DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

Mayores Solicitantes de Diseno Ano 2010

nrge-n Expe :I; ntes Titular Provincia Autonomia
1 17 ALBERTO HERMAMNDEZ WAZQIUIEZ S DRID ha DRIC
= 16 MARTIN EMILICD ECHEGARAY FORNE]BARCELOMNA CATALURA,
<] 13 AMGEL TOMAS S A MURCLA MRS,
| 13 PASCO INVERSIONES, S.L. ALNCAMNTE COMUMIDAS, D WA LBENCLA MA
5 10 BOYS TOYS S A MURCLA MRS,
[=] 10 MIQUEL TORRENTO LOPEZ SIRCMA CATALURLA,
7 10 WINTOR = L. ALANTE COMUMIDA, D WA LBENCLA MNA
o a8 ZMR SHOES, S.L. MURCEA MMIIRACLS,
=] 7 TECHNOLOGIA Y DISENO CABAMNES, S|CIUDAD REAL CASTILLA LA MAMCHA
10 =] HUI HE Ma DRID M DRIC
11 =] LI JIMG ZHOU s DRID M DRI
12 =] FROYECTO MARE 2001, S.L ALNANTE COMUMIDS, D WA LECLA M
132 5 CAISA DISENOS ARTISTICOS E INDU]WVALENCIA COMUMIDS, D WA LECLA M
141 (=1 JAVIER LOREMZO FERMAMDEZ hA DRID M DRID
15 = JOSE JUAN LAINEZ GARCIA-VER DU G CIUDAD REAL CASTILLA LA MAMCHA
16 = MUSTAMNG COMPLEMEMNTOS, SL. ALKCANTE COMUMNIDA, D WA LENCLA MNA
17 5 RAFAEL CORELL ALCAMTARILLA WA LEMCEA COMUNIDA, D WA LBENCLIA MA
15 = SERIES NEMO, S.L BARCELCMNA CATALURLA,
1S 5 SIMOMN LIGHTIMNG, S .A BARCELOMA CATALURA
20 5 THE AR.T. COMPANY BE&S, 5. LOGROMND LA REDJA
21 =] FZHEMNG MIMNG PAD ALNAMNTE COMUMIDA, D WA LBENCLA A
22 1 ACIGLASS, S.L. SBEVILLA A MDA LA,
pete ] 1 ECOGEGEST TRADE, S.L WA LEMCIA COMUMIDAS, D WA LBENCLA MA
pelt | 1 FRAMCISCO JAVIER CARLA MARTINEZSBARCELOMNA CATALURLA,
25 1 GOETZ NIKCOLALS PIPER S DRID ha DRIC
el =] 1 HUMCHHA, S.L MAN ARRA MAN A RRA
27 1 JUAN FRANCISCO MORNTERO ONTINVGPALEMNCILA CASTILLA LEDM
28 1 MIRIAM PALACIOS BLAMNES WA LEMCEA COMUMIDA, D WA LBENCLA MA
20 1 ROS5A MAR LA MNAVAS TEBA SRS A DA A MDA LS,
=0 1 SAFOMN, S.L SIRCMA CATALURLA,
=1 1 SETGA S L. PONTEY EDRA Sa LI
a2 3 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCMADRID

M DRIC _ /66




DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

=
=8
e

Solicitudes de Diseiio Industrial por CC.AA., en relacion con el n° de habitantes; su actividad de diseiio, 2010

SOLICITUDES HABITANTES ACTIVIDAD INVENTIVA

% SOBRE RATIO
TOTAL Y% SOLICITUDES/  DESVIAGION
% VARIACION  RESIDENTES HABITANTES/ MILLON SOBRE LA

COMUNIDADES AUTONOMAS ~ NUMERO ANUAL ES NUMERO TOTALES  HABITANTES MEDIA
ANDALUCIA 202 51,88% 12,20% 8.370.975 17,80% 24 -3%
ARAGON 29 3,57% 1,76% 1.347.095 2,86% 22 -38%
ASTURIAS ((Principado de) 31 29,17% 1,89% 1.084.341 2,31% 29 -18%
BALEARES (ISLAS) 38 2,M0% 2,31% 1.106.049 2,35% 34 -2%
CANARIAS 60 15,38% 3,65% 2.118.519 4,51% 28 -19%
CANTABRIA 14 7,69% 0,85% 592.250 1,26% 24 -32%
CASTILLA-LA MANCHA 39 -22,0% 2,37% 2.559.515 5,44% 15 -56%
CASTILLA'Y LEON 39 34,48% 2,37% 2.098.373 4,46% 19 -47%
CATALURA 236 12,38% 14,36% 7.512.381 15,98% 3 -10%
COMUNIDAD VALENCIANA 332 9,57/% 20,19% 5.111.706 10,87% 65 86%
EXTREMADURA 6 0,0% 0,36% 1.107.220 2,35% 5 -85%
GALICIA 113 61,43% 6,87% 2.797.653 5,95% 40 16%
MADRID 319 21,29% 19,40% 6.458.684 13,74% 49 41%
MURCIA (Regidn de) 74 29,82% 4,50% 1.461.979 3,11% 51 45%
NAVARRA (Comunidad Foral de) 16 -11,11% 0,97% 636.924 1,35% 25 -28%
PAIS VASCO i2 46,94% 4,38% 2.178.339 4,63% 33 -5%
LA RIOJA 17 -37,04% 1,03% 322.415 0,69% 53 51%
CEUTA'Y MELILLA 7 75,0% 0,43% 156.613 0,33% 45 28%
NO CONSTA 0 -100% 0,00%

47.021.031

MEDIA EN ESPARA 35 /66




Proteccion de Diseinos Industriales

OEPM

Solicitudes de Disenos Industriales en
la OEPM

Disenos

. 1.414 1.529 1.662 +9%
Industriales
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA NACIONAL EN ESPANA

OEPM

Ley de Diseno (2003) espanola:

DISENO NO REGISTRADO

Se reconoce proteccidn limitada durante tres anos al
Diseno, aungue ho se registre.

Adaptacion del Reglamento comunitario europeo de Diseno
comunitario.

Permite que el titular del diseno lo pruebe en el mercado sin
que el diseno pierda por ello novedad, antes de decidirse a
registrarlo.

Modalidad de proteccion muy util para los sectores de
rotacion rapida como la moda.
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Proteccion de Diseinos Industriales

OEPM

Ley 2003 de Diseno Industrial, diferencias con el Estatuto
de la Propiedad Industrial 1929

EPI LEY 20/2003

Modelos y Dibujos Industriales Disefno Industrial
Registros Independientes Registro unico (bi o tridimensional)

10 variantes (no vistas) misma Solicitudes Multiples 50 disenos (7
aplicacion vistas) misma clase diseno tridim.

Descripcion obligatoria Descripcion optativa
Duracion y Renovacion 10 + 10 Duracion y renovacion 5 + -- 25
Oposiciones antes de concesion » Oposicion post-concesion
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Proteccion de Diseinos Industriales

OEPM

Ley 2003 de Diseno Industrial, aspectos novedosos

LEY 20/2003

Divulgaciones inocuas: Periodo de gracia 12 meses
Aplazamiento publicacion 30 meses

Derecho autor ser citado

Restablecimiento derechos

Arbitraje

Indemnizacion Danos y perjuicios (1%, 600€ diarios)
* Novedad y caracter singular

» Color

Incorpora Diseno no registrado

Interconexiones

Reparaciones
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA COMUNITARIA EUROPEA

OEPM

La proteccion europea de
Disenos

« El diseno comunitario ofrecen la ventaja de otorgar
una proteccion uniforme en todos los paises de la
Unidén Europea, mediante un procedimiento de
registro unico ante la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior

« Puede COEXISTIR con las figuras de proteccion
nacional

 La solicitud puede presentarse a través de la OAMI o
de las oficinas nacionales de los paises miembros




DISENOS INDUSTRIALES

VIA COMUNITARIA EUROPEA

OEPM

DOS FORMAS de PROTECCION

» Dibujos y modelos no registrados

 Dibujos y modelos registrados
Posibilidad de

solicitar la
> Registro | Publicacion nulidad del

registro ante la
OAMI

Depdsito N Examen
en OAMI formal

DURACION de la PROTECCION

* No registrados: 3 anos tras divulgacion
» Registrados: max. 25 anos desde solicitud (5+5+5+5+5)
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DISENOS INDUSTRIALES

VIA COMUNITARIA EUROPEA

OEPM

REGLAMENTO del CONSEJO sobre los
DIBUJOS y MODELOS COMUNITARIOS

REQUISITOS de PROTECCION

« Novedad

« Caracter singular

EXCLUSIONES

« Funcion técnica
* |nterconexiones

« Componentes para reparacion de productos complejos
« (Contrarios al orden publico
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Ir:

DISENOS INDUSTRIALES

VIA COMUNITARIA EUROPEA

Union Europea - BEuropdische Union - European

Union - Union Européenne - Unione Europea

% %

ingesamt | UE | Mundo

Total | B | word

Total

Totale LE Monde

UE | Mondo
[ATHALUSTRIA 11,736 3.3 2.59 2023 347 2.7 13,759 333 2 61
[BE) BELGILM 7,75 2.19 1,162 1.95 1.56 8.953 21T 170
(B BULGARLA 4049 0,12 146 0.25 0.20 555 013 0.11
[CY) CYPRUS 124 003 38 0.o7 0.05 1&2 .04 0.03
[CE) CZECH REPUBLIC 2,830 0.ED ] 570 0.98 0.7TE 3. 400 082 064
[DE)} GERMAMNY 110,945 31.24 24 48 18,250 31.33 24 .47 129.195) 31.26 24 .48
[DE} DENMARK 9431 2 B 208 1,084 1.56 1.47 10,525 2 5F 1.499
[EE) ESTOMLA 143 004 0U03 57 010 0.08 200 .05 0.04
[ES) SPAIMN 26,161 7.583 B2 1522 673 526 32 083 T.76 608
[FI} FINLAMD 4 000 1.13 088 B35 1.18 0.92 4 GEB 1.13 0.B9
[FR) FRARCE 38 562 10.85 B.51 T.023 12.05 Q.41 45 5856| 11.03 e
[GE) UNITED KINGDOM 30478 B.58 B. T3 4 839 S.4E .62 35 417 BAT 671
[GR) GREECE 304 0.11 009 119 0.20 0.1 5B 013 0.10
[HU) HUNGARY =R 023G 0210 187 0.32 0.25 1104 02T 0.4
[IE} IRELAND 1,872 0.55 044 271 0.47 0.36 2 243 054 0.42
[IT) ITALY B6, G613 16.7a 14.70 10,229 17.56 13.71 76842 1859 1456
[JE} JERSEY 536 0.15 0.12 3 0.0f 0.00 539 013 0.10
[LTH LITHUANLA 133 004 003 35 0.0& 0.08 168 .04 003
(LU} LUXEMBOURG 1,538 0.43 034 195 0.33 0.2E 1,733 042 033
(LW LATWILA 205 0048 007 TE 0.12 0.10 KT | .05 o.oF
[MT) MALTA LY | 0.0 0.0 4 0.0f 0.0f L] 004 0.0
[HL} HNETHERLANDS 15,164 4 27 3.35 2 g 3.7E 2.9 17372 4.20 329
[PL) POLAMND 8,523 .40 1648 2350 403 315 10,873 283 206
[FTHPORTUGAL 4 De2 14 0.5 el 1.45 1.1E 4 931 1.158 0493
(RO FOMANLA 225 0.0a 0U0S 121 0.21 0.1& 36 .08 o.oF
[SE]) SWEDEMN &.676 2.5 1.85 A38 247 1.93 10,314 250 1.485
(S} SLOVEMNIA 525 015 0.12 133 0.23 0.18 B5E .16 0.12
[ SLOWERLA BS5 L.18 0.14 109 0.1g 0.1& TR5 018 014
T as5.002[100.00] 7836l  sszss100.00] a0l  a133s1[10000]  7B32




DISENOS INDUSTRIALES

DEPOSITO INTERNACIONAL

OEPM

| VENTAJAS DEL DEPOSITO INTERNACIONAL

Minimo de formalidades y de costes:
e Un unico deposito

e No necesita prioridad nacional
e Un idioma (espaiiol, francés o inglés)
e Unadivisa
e Renovaciones

NORMATIVA

ACTA DE LONDRES, 1934

ARREGLO de la HAYA

ACTA DE LA HAYA, 1960

(59 estados)

ACTA DE GINEBRA, 1999




EPM

DISENOS INDUSTRIALES

DEPOSITO INTERNACIONAL

@)
ARREGLO de la HAYA

ACTADE 1934

Efecto:

o Declarativo
e Entodos los
paises parte

5+10 anos

Deposito ante OMPI
Examen formal
Registro
Publicacion

Examen por la
Oficina Nacional

\ ACTA DE 1960

Efecto:

e |Igual que un
registro nacional

> o Paises designados

5+5+(5+5+...) anos

Acepta o deniega
( 6 meses)

Acepta o deniega
(12 meses)

ACTA DE 1999




Proteccion de Diseinos Industriales

DISENO INDUSTRIAL

« Establecido en 1968, es una Union Internacional
para la clasificacion de los disenos industriales.

OEPM

+ 43 estados forman parte del arreglo.

« Consta de 32 clases y 219 subclases, con notas
aclaratorias y una extensa lista de diferentes
articulos.

« Desde enero 2007 en vigor la novena edicion.

« La OEPM utiliza esta clasificacion en base a la
experiencia y formacion especifica de los
examinadores de disenos.
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DISENOS INDUSTRIALES OEPM
A.-Adquisicion, defensa, transmision y mantenimiento de derechos

Solicitud de registro J200£
DISENOS ADICIONALES A LA MISMA SOLICITUD:

de 11 a 20 disefios 63.00€
de 21 a 30 disenos 52,33 €
de 31 a 40 disefios 41 87 €
de 41 a 50 dissfios 3351€
Division L281£

Restablecimiento de derechos 102 26 €
LASETIL LLATIOTiLgnr O TESISWD

internacional 27,07 €
Prioridad extranjera 730E
Modificaciones 2250%
Oposiciones 42 00 €
Renovacion de registro 92,92 £]los recargos seran del 25% dentro de lo 3 primeros meses

(116,15 £) y del 50% dentro de los tres siguientes (139,38
£), hasta el maximo de seis meses de demora.

2 Proteccion de Diseinos Industriales
ol

Tasas aplicables a los dibujos y modelos comunitarios

OAMI

Tipo de tasa Tasa Tasa Tasa
(en complementaria complementaria
euros) (por cada dibujo (por cada dibujo
o modelo del 2° 0 modelo a
al 10°) partir del 11°)
Registro 230 115 50
) ~_ |Publicacion 120 60 30
OEPM = Proteccion de Disen Aplazamiento de publicacion 40 20 10
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Pagina Web OEPM

i . Sede
de Patentes v Marcas . e EIEthﬁI‘! ica

IHICIO SIGHOS DISTINTIVOS INVENCIONES DISEROS PROPIEDAD INDUSTRIAL S0OBRE LA OEPM INFORMAC 1ON
ha Patentes, h e INDUSTRIALES Bli ne 5 TECNHOLOGICA

La OEPM es el Organismo Piblico I BOPI
responsable del registro y la concesidn de las distintas modalidades de Propiedad Industrial |

INFORI‘J!ACION GEN.EF'.AL . BASES QE DATOS Ayudas y subvenciones
+ iQe es la Propiedad Industrial ? + Localizadar de marcas
- iClIUE se puede registraren la - Situacian de expedientes
OEPM? - Invenciones y Disefios en P I AL
- Folletos divulgativos espanol INVEMES
* Preguntas mas frecuentes - Invenciones en ofros idiomas: Otras informaciones
- Guia Multimedia Espacenet
* Invenciones en Espafay Estadisticas
UTILIDADE S Latinoamerica: Latipat-
. Formularios Espacenst Centros Regionales de
. Tasas + Clasificacian Internacional de Infarmacian de Pl
i aris FPatentes
+ Presentacion electranica ’
- Normativa - Clasificacidn Internacional de Empleo
! Productos v Servicios (Marcas)
« TMView: Marcas en Europa Aula de Propiedad Industrial

- Base de datos de Jurisprudencia

- Expedientes digitalizados RECHEEETRNCEn EE

Transferencia de Tecnologia

» Noticias » Notas de prensa » Eventos » Agenda Enlaces y direcciones de interés
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(@l
Informacion sobre el diseno industrial

Estas en: lnicio = Modsldad=s = Los Diserics Indusitales = Pregurfas mas frecusntes
L—;Qué =on los Disef = H = 5
e Preguntas mas frecuentes sobre Disefio Industrial B
LU ==
L Pregquniss mas
iy S Mu
L_miesiioe Hecipnalss
L__[is=fps Comunianas b Qe es un dizelo ind
L—Dig=fios biermnacionales v igue diterancly nay enfre diseie ndusirigl v modslo de uflged ? o AR
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i
Informacion sobre registro de disenos

E=tas &n: Inicip = Modabdades « | os Dsefics iIndustnales = [ha=ios Nacipnales = Todo lo que necestns sahier

m
L]

—ooeoguenceeaiiz  Todo lo que necesitas saber... 2]

sabe
L &rtes de aolcitar
L Duranb= Ia sclciud A My
I—E_Jrli nts 13 framits cion
LW antes de aoliciter Durante |8 solicud M AR
| Topdox lps formularios
L Directricss para s
rpoedimeries de
Diz=nas hdusirisk=s

L TpdsE 1ae taaEs

Pazcia & seguir, recomendacionss ¥ ayvudas antes Pazoz & segur, recomsndacions: ¥ ayudas
d= salictar un Disefic Naciona durant= [a zoficiud d= Dis=fos Nacion ales
| Iict H ficilud de= O L I

Todos lps servicios de

Durante 1a Iremitee -§I| Una ver concedido & oo

infermacion disponiies
pam cnconirar o gue
buscas
L Fpletos Informativos
L_Tramite= =n in=a
L_Enlaces v direccicnes de
\ntsirea

Recomsndaciones v avudae &n el proceac ds  PaEoe @ Baguir, recomendacionse v eyudas una
tramiscicn de & solciud d= un Diseno Nacional wez concedido el ttulo para un Digeric Haciona

| | | | Intemet oo e s
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Folletos informativos de disenos

ﬁ | Adobe Reader - [Fortada.pdf] = |ﬁ' |£|
'@ Archivo  Edicidn  Yer Documento  Herramierkas  Yenktana  Ayuda =7 x|

IPASAH 0D @&l e -e D -ia-ivm

II ".1

Lo atractivo estd en la forma

InToduccion a los dissfios indusiales
diigida a lis peguenas ¥ medianas empresas

Faser da Fo Cntallaina, 75 - DT Madrid
Tal. 032 V37 530- Feor. 13 485 557

‘ol AR IpTLE - W WL NTLET i

il BRE LS FROPEDAL IN
g 3 9] =2 TFp oS O H H ol
ﬁ‘Inicinl @3 @ ” |~ Bandeja ... | | Pankallas I (7 Actualza.. I ksl soelctr.po.. | & Oficina Es. .. ||$ Portada.... E| |« (v 10:59
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OEPM

ANUAL
INFORMATIVO PARA DISENOS
LOS SOLICITANTES INDUSTRIALES

DISENOS
INDUSTRIALES

| Correo electrénico | Servicio de Informacion

informacion@oepm.es T/ Panama, 1
28071 Madrid

Tifno. 902 157 530
| WWW.oepm.es Fax 91 345 55 o7
L] AR |
A Faee [ oo,
Julio 2011
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Pagina web de la OEPM: Solicitudes electronicas

Hickna [spadsls > B
e Palemies 3 Marcas {' z‘ﬁ f

SEDE ELECTRONICA

Informacian

Bienvenido a la Sede Electronica de la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas

il
v
bed
£
v
i
Ll

Contacte con la FEFN

= Cataloge de Procedimisntos

Consults Telematics i & v % -_- EelEE "_ . E -_E — :_E — ._'.:=E_.
T (e I_@ [ |§ Internes HE% - g
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EPM

Solicitud electronica de un diseno industrial

-

3 krehiluo Histhrien
Presentaciin

Requizitos fecnicos
250 0 o ChRISENN B Vet e Ivemed o Fagieirs Teimdtoo o2 i Ofiina Expadinis oe Patenis

\aras

Procedimi=ntos

e e i s T e SR et i i, e [ mie sk o el
e pete eRotronkaG 58 RORI O DIESA0s Imdu T ks

Agigiencia téenica & informacidn
Baenpc ks sAEchin B o ATk e Esg b o Bl ol cEe St on reoy e e iooe, Futeles

2 "'":':'l'.!--'.':-:'!;l.!'.": = !‘-!‘:"!

| | | |8 ;temet E TR
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ii-‘-:-ll:l:l.t-:l _Electronica_Desenos_Industrialespdfl - Adobe Resder - = e8| x|
frchivo Edicin ¥er Documento Heramientss  Yenksns Apuda L
=2 T e I T ——
3] e ek R e e g s vt | s s
€ Pagina1de9 |
. FECHA, HORA Y MINUTO DE NUMERD REGISTRO B
O e Oficins Espuiain PRESENTACION EN O.E.P.M.:
DEESPARA v comprOn e Padenies 3 Marcas
NUMERC SOLICITUD
VER INSTRUCCIOMES |
Los campos marcades com un asterisco (*) son abligatorios
TIPO DE SOLICITUD (¥)
SELECCIONE UN TIPO: NUMERO DE DISENOS: (%)
SOLICITUD DISENO MULTIPLE E| |2
1. DATOS DEL SOLICITANTE
IDENTIFICACION [F]
I |APELLIDOS O DENOMINACTON SOCIAL (*) NOMBRE TIPO DOCTUMENTO NUMERD il;l
(@ NIF/NIE ( OTRO
&
LEGITIMACION [F]
| LEGITIMACION: ESTADO NACIONALIDAD DEL SR e Y S A i i s e S AT i ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL | had
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EPM

Boletin Oficial de la Propiedad Industrial
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PM

.‘
4
v

BOPI: diseno de papelera urbana

r -
4 Supgarec du forms’ohon
Ml Repybainnes
— OO I
.-J"___ MBTRE & DI SRS CHT v
Tioeis i1
Pabartesy = cokaics dim bl i Sy Eper d# oo Bin g B e
= TOMO TV
Hcdeios: i d bujos indusiriabm. i athebioo f Eraclecisrmn:
dissica inchusrmbar
[ iia Wt seirn 4 Desestivaciones de eosiones =
[1 20 @@ s -] = B4 M

-
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Base de datos de DISENOS

GOMERND  THMSTEMCD Oficinn Expaials
D EsPAFLA ¥ COMERCIO e Padenies ¥ Mlarcas

S5 encontraren exactamente 71Resultadeos de la &
bisgqueda: [PERCHERO]

W VOLVER E11<X] < - e i e |

[ JEC orimsne ioe documertoe mag recisntea.

1 PERECHEE
Solicitante . DIEZ DE BOHILLA ALTAMIRAND, ELENA
Clasificacitn de Locarno: 06-08
P . Solichl o 050901 2-01

114 gnez.0epm o esinvensswehidelalle

=E

Freferenciz=00502012-0

PERCHEROS
Solicitante. MOMNTAJES INTEGRALES VALERCLA, 5.L.
Clasificacién de Locarno: 0608

Mum. Salichud: DOS07170-03

ra

enzs.ospm. esimvensswehidetalle Preferencis=D0507170-03

iin
=E

PERZHERQES
Jolicitarte: MONTAJES INTEGRALE S VALENCLA, 5.L.
Clasificacion de Locarng: 0608
rdm. Salicibud: DDSOF170-02

it enss.ospom. e=imvens=wehidetzlls

=E

Kl

‘referenciz=00507170-02

4 PERCHEROS
Solicitarte: MONTAJES INTEGRALE S VALEHNCLA, 5.1,
Clasificacitn de Locarmna: 06-08
P . Salicitud: OS0T17T0-01 I

1t ifirvens = nenm esfimvene sweh!detalle Preferencia =N NSO7F1T0-N4

[ | | &8 miemet 00T v

oErI'I T FIULTUUIVIL UT WIDCTIIUD AITUUDLI IAITY ™ gdaliliadyVv ucT UIIIIT ~ INUVICITIIVIT VL L 48/66
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Base de datos de DISENOS

EPM

= Invenes - Windows Internek Explorer =] ]
@-._; i J{ hitbp: Jfinvenes .oepr.esf InvenesWweb ffacesflistado. jsp LI || I-E-_ ogle -
C'CH_ISIE (ol _I Go + &= D E? 'i'k EBookmarks - |Q&P0pun5 okay | A.? Chade - () settngs -

F;'-‘ - B - = - b Pagina - Zé;'-l-hrrnnim'ntns -

INV.  ES

I“i.:’-»-‘-i" 4& [ Inverness
= =—|C =
Visvalizad orHoE:Sincammes alpdtob magan mEEea al mténcobre 3 ona dactinada s mMostrarac e almantos. R ——
| =

Fechs de concesion: 20030422 = [ O =

Fecha de publicacidnZ0030518 élnlﬂal I-CE- é\rr:"l H ﬁl H '—"_—|| B IEII Ell _E

de l= concesion

Himaro de solicitud-13183318
Clasificacion d= 0T-02
Lorcarmao:

Solicitantes 83
Direcocion del .
eoliciants

Codigo de ia S0
provincia del
solicitants
Hacionalidad del ES
solicimnts —
Vartantes A

soliciadas

WVarismtes A,
concedidas
RESUMEN

|-E=:cuma":na Publicadoa [
4| ) | A

| [ oy o o |ﬂ|1ntefnet TS -
.:—Iuglg”jﬂl:u’wnlup|Ei‘]|=-|l.:3n|,éo=|gh” en. E G, ™ O |e= @ 16:20

A
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Momhre de la marca :

Mimero de marca :
Mimero de resultados:

Fecha de presentacion:
Clasificacion de Miza:

Marca: e
Clasificacion de ¥Yiena: PP -

Proteccion de Diseinos Industriales

PEfASCAL Vine de Masa Rosade BODEGAS
PENASCAL embottellada por Hijos de Antofio
Barcald, 5.4 en Laguna de Duera (Valladalid)
Spain Produce of Spain

003455102

2de

<< pntariores | Siguientas ==

28/10/ 2003

& Clasificzcién de Niza)

asificacian da Viena

Caracter distintivo adguirido porel Ho

uso:
Fecha de la Gltima situacion
administrativaz

Situacidn administrativa de la
marca:

Contacto:

Primera lengua:
Segunda lengua:

21/ 08/ 2004

Solictud publicada [ Glo=sario

o
= Historial de estades

Ezpariol

Ejemplos marcas
il tridimensional

FNSTANT
FRESHNESS

d) PEWERFIZ MTATY

T
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OEPM

Ejiemplo de Proteccion Multiple

Combinacion de mejoras
funcionales (P), caracteristicas
de apariencia (D) y marca (M)

Olla Automatica Innova®

Fagor S.Coop.
Patente:
10150987
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Ejemplo de disehos antiguos

Envases para aceitunas
Lacave y Compaiiia. Un dibujo industrial para la
25/08/1902 fabricacion de naipes.
Heraclio Fournier
20/07/1904
Un dibujo de fabrica
2 - e Fl.ll1l¥1aa?‘es de papel de ge- =5 destinado a pavimentos
N . hr'tm-i-"ﬁ- | Escofet y Compaiia
e Ivorra, Payay L4 T
Compania. - 03/03/1904
19/03/1903 : ;, 4
2
2
Y -
= = B *
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OEPM

EJEMPLO DE DISENO

En general los elementos
funcionales de una lampara
no varian mucho de un
producto al otro, por lo que

su aspecto determina su
éxito en el mercado. Por ello
muchos productos de uso
domeéstico se protegen por
diseno industrial

Lampara TMM
Diseno de Miguel Mila
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OEPM

EJEMPLO DE DISENO TRIDIMENSIONAL

Protege las
caracteristicas

tridimensionales:
forma del
producto

" Plata Azul Verde

Vajilla Porcelanas Bidasoa
Modelo Plata Azul Verde
Diseno Andrés Nagel
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'EPM

EJEMPLO DE DISENO TRIDIMENSIONAL

Galletas
Cuétara
Chocoflakes
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OEPM

Ejemplo de Diseno Bidimensional

Protege las caracteristicas
bidimensionales: adornos, figuras,
lineas o colores del producto

Azulejo Modelo Link Up
CERACASA
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Prcteccion d

Titulo

Clases

° Solicitud
F.Solicitud
F.Public. Solic.
Solicitantes
Direccion
Provincia
Nacion Resid.

Resumen

CARRITO INEATTTIL.

1212

0152082

20010813

20020701

PLAY, 5.A

POL. IND. EIEEA DE CALDES, DA BOADA VELL, 6., 08154, BARC]
08

Es

El presente models industrial consiste en un carrto infantl constitmdo por un be dos ¢
pendiente constante v paralelos, que se prolongan superiormente con sendos tr 1dost
amnbos tramos en el extremo superior mediante un tramo transversal con los extremos redondeados v reveshdo con un acolchamients sobre el
halla previsto una maneta de freno del que sobresale de une de sus lados v en sentido descendente un par de cables que se fijan por su extrem
nfenor a una pinza de frene montada sobre un elemento discoidal que presenta en su superficie plana una plurahdad de enficios. Infeniormente.
sendos brazos se unen en un tramo transversal con los extremos redondeados, sobresaliendo del citado tramo en sentido descendente una
prolongacién tubular que finaliza en un tramo vertical previsto de un elemento helicotdal a su alrededor ¥ en el que se Hja el eje de udn de las
delanteras, que configuran una pareja dispuestas en la zona central delantera del carrito infantil. En el tramo transversal citado anterionmente se
anclado un reposapiés ortentado hacia arriba, de contorno rectangular con las esquinas redondeadas ¥ cuya cara mfenior comprende una prolo
perpendicular v hacia abajo. Los brazos laterales presentan un par de porciones tubulares adyacentes separadas entre si, presentando la porci
infenor una higera curvatura, prolongandose en sentide descendente y uniéndose ambas porciones en la zona correspondiente al eje de umén di
ruedas traseras, siende dicho eje de mayor longitud que el eje delanters v hallandose acoplada una barra tubular honzontal por sus extremos. 1
porciones tubulares que se unen al eje de umdn postenor se enlazan entre si a media altura a traves de dos travesafios hortzontales umdos por
tercer tramo horizontal perpendicular ¥ con los extremos redondeados.

Cada uno de los brazos laterales del carrito esta previsto en su zona central de un elements de contorno geramente rectangular v estande dick
elemento constitmde por distntos tramos todos ellos alineados, estando colgado de sendos brazos laterales una silla infantil de tela. La parte m
del carrito incluye un receptacule de tela dispuesto en posicidn horizontal,

Las ruedas delanteras y traseras del carrito son de grandes dimensiones y presentan una zona central constihuda por una pluralidad de radios
distribuidos radialmente desde la zona central de cada una de las medas.

Todo ello tal ¥ cotno muestra el disefio adjunto.




Protecnn':‘n Aa Nicanne Tndietrinlac

atas, bricks, envases de plastico...
recicle!

ano tiene ninguna escusa. Cuide y proteja el

1edio ambiente reciclando con este cubo de basura
co-Logic. Esta realizado en resistente
lastico y cuenta con dos
ompartimentos para separar de forma
electiva los residuos: basura reciclable
omo latas, bricks, envases de plastico...
basura organica. Incorpora un cémodo
edal de apertura automatica de la

apa e incluye 2 paquetes de bolsas

ara la basura. Que no le dé pereza...
on un simple gesto estara protegiendo
| medio ambiente.

OFERTA ESPECIAL - ™
LANZAMIENTD

Titulo CUBO PARA RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS

4 2 holsas de basura
Clases 09/0% =
b DE REGALO
N® Solicitud 10151773 o : S6lo hasta el 30-09-02

F.Solicitud 20010706
F Public. Solic. 20020601
Solicitantes SANYPICK 5S4
Direceion POLIND. LOS FRAILES, NV 64 CTRA ALCALA-DAGANZO,
Provincia 26

Nacion Resid. ES
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Proteccion de Diceihne Inductriales

Titulo
Clases

N*® Solicitud
F.Solicitud

= \ F.Public. Solic.

. F.Concesion
F.Public. Conces.

Solicitantes
Direccion
Provincia

Nacion Resid.

Variantes Solic.

&N
BIDASOA
“%"ec“'

Endidn SRR

TAZA DE NOVEDOSO DISENO
07/01

10151396

20010522

20020401

20020624

20020716

P. BIDASOA, S.1.

SAN MARCIAL, 26-2, 20005, GUIPUZCOA
20

ES

A

Resumen Taza de novedoso disefio, caracterizada findamentalmente por su forma, estando compuesta por una estructura de vaso
circular, abierto completamente por su cara superior o boca, de paredes lisas ¥ que se ensanchan ligeramente desde la ba
la boca. La cara exterior de las paredes de la taza ez de aspecto rugoszo, con forma de aguas u ondulaciones
aproximadamente verticales, estando ademds la taza provista de un asa, de forma saliente ¥ redondeada que nace de dos
puntos alineados verticalmente en lag paredes exteriores de la mizma.

Todo ello, tal ¥ como se ilustra en el disefio adjunto.
VEFINM = FroLecciumn U viscriuds 1nmuausLridies — odiilidgo uce UIllie = Novieimpre cuv.i i bul 00



Dratarciidan da Nicanne Tndiictrinlacs

8 Titulo TRICICLOS DE JUGUETE
N® Solicitud 10142798

Clases 21/01
Solicitantes INDUSTRIAL JUGUETERIA, S.A.

F.Public. Solic. 19980816
Variantes Solic. AB
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Titulo

Clases
? Solicitud
F.Solicitud
blic. Solic.
Concesion
c. Conces.
plicitantes
Direccion

Provincia

Nacion Hesid.

Inovac Rima, S.A.

Super Bus Banesto.

WEHICTLO DE JUGUETE TEAMNSFOEIMAEBLE

21/01

10145036
19950615
19581016
15550222
19520401

IOV AC-RIhA, 5 A

LAREAGAMNA, 4 POLBETONO,01013 VITORIA

01
E=
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OFFICIAL MIMTEMDO HEWS,

STRAIGHT FROM THE SOURCE!

| 1
\\lﬂ STttt

GAMES SYSTEMS NEWS N3IDER DOWNLOADS

Parents : Customer Service : Corporate : Global @ Privacy : Store © Contact -

Blizzard announces 'The Lost

H3IL1L 4dO1

ik for Game Boy Advance
k0802 12:00 POT

g3 LHMEM LS8

GAME BOY AOYAMCE : IM THE NEWS

AHTId

B Titulo MAQUINAS MANUALES DE JUEGOS ELECTRONICOS
4 N° Solicitud 10148981

. Clases 21101

| ' Solicitantes NINTENDO CO., LTD,

, T Public. Solie. 20010701

| | Variantes Solic. AB.CDEF.GHI
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Titulo
N° Solicitud 10147395
Clases 01/01
Solicitantes

F.Public. Solic. 20000716

GALLETA DE BOEDE ONDULADO

BARILLA ATIMENTARE S P.A

OEPM - Proteccion de Diseios Industriales - Santiag

Ban a)

Gruppo Barilla Alimentazione e Benessere

Prodotti = Mulino Bianco Pa

Pavesi
=

Cracker

Cracker ai Fiocchi di Cereali
Cracker al Grano Duro
Craclker con Farina Integrale
Cracker non Salati

Cracker Salati

Spianelle

-

Ricette Domande

ni Croccanti

Ti piacciona i cracker? Li gusti a metd mattina in ufficio,
corne rompi-fame? O a metd pomeriggio per merenda,
rmagari prima di fare un salto in palestra? Li assapori anche
a pranzao o a cena, per accormnpagnare i tuoi piathi?

allora Mulino Bianco ha qualcosa per te: i cracker Sfoglia di
Grana, dal qusta speciale e la fragranza inconfondibile. Li
riconosci dal disegno del Mulino irmpresso sull'ultirna sfoglia:
a sigillo della loro bontd e genuinita.

Preparati con ingredienti semplici & genuini e lavarati con
cura a sfoglie molto sottili, sono particolarmente gustosi e
leqaeri.

Se apprezzi i cracker classici, puoi provarli nelle due varianti
Salati & Mon Salati in superficie, L'ideale per qualsiasi
occasione,

Se, invece, non vuoi rinunciare al sapore e mantenerti in
forma, puoi assaggiare la nuova linea Gusto e Benessere,
coi nuowvi Cracker al Grano Duro, con Farina Integrale e ai
Fiozchi di Cereali,

Cinque warianti di gusta, per soddisfare ogni tuo desiderio &
affrirti sempre il meglio.

i

WeaE s
Grissini . Panetti
Buangri . Essere

Fangri Rustici * Essere Cereali e Fibre
¢ Granetti Classici
. Granetti Integrali

: Granetti Mais e Rosmarino

Michetti Classici
vy 56
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simon

>
-
a3
-

Empotrar

(] ] .

Simon 27 Simon 28 Simon 31

Titulo BASE DE ENCHUFE EMPOTRABLE ] - |
Clases 13/03
N* Solicitud 10148724 Simon 32 Simon 7S Simon 82
F.Solicitud 20000619
F.Public. Solic. 20010216 .
F.Concesion 20010608
J‘i-‘jﬁj? F.Public. Conces. 20010701 Sirnon 98
i Solicitantes STMOMN, §.4

Direccion DIPTTTACION, 350-3%2 08013 BARCELONA
Provincia 03
Nacion Resid. ES
Variantes Solic. A B.C

Resumen & Elmodelo mdustnial que se sclicita se refiere a una base de enchufe empotrable, la forma de la cual se describe a continmacion. Esta base para enchufe,
presenta un zécalo prismatico cuadrangular, de vértices redondeados, v cuya superficie lateral, plana v vertical, se une a la cara superior, también mediant
aristas redondeadas; presentando dicha cara supenor una higera convexidad, con su curvatura descendente hacia los cuatro wértices, encontrandose en dic
cara superior una embocadura circular, sitvada sobre loz ejes de sunetria del conjunto, cuvas paredes interiores verticales son lsas v cilindricas, estando
bordeada exteriorments con un ligero resalte, de cara supetior plana, cara externa inclinada hacia el exterior v siendo la cara interior la propia etnbocadur:
finalizando esta embocadura circular en una base plana, situada por debajo de la base del zdécalo, del cual sobresale. La citada base plana presenta una
abertura rectangular, de vértices redondeados v sobre los ejes de stnetria del conjunto, abertura provista en la parte central de uno de sus lades mayores
una truesca semicircular, tode ello bordeado por un resalte sobresaliente por debajo del fondo de la embocadura, de aristas redondeadas v con sendos
pequefies entrantes en el borde exterior de los lados menores del mencionado resalte. La abertura rectangular esta rodeada en todo su perimetro stuado
patte interior de la base de la embocadura, por un reborde asitistno rectangular, de wértices redondeados v tangentes a la pared cilindrica de la embocad
siendo redondeada la totaidad de la arista perimetral de la abertura con respecto al fondo de la embocadura, presentando la parte exterior inferior de la b
de la embocadura su anista redendeada, mientras que el reborde de la abertura sobresale, come se ha indicado, ¥ presentando finalmente la unién de la cz
cilindrica extenior de la embocadura con la cara mterior del zécalo, una anista redondeada 65 / 66
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N*® Solicitud 10142505

Clases | 12/08

Solicitantes SEAT, 3 A
F.Public. Solic. 15980701

Todo lo que le sugiera & nuevo
es lo que han buscado sus

= o

Titulo VEHICTULO AUTOMOVIL

Feunir en un mismo vehiculo la personalidad de un deportivo can la
comodidad de un familiar, el lujo de una berlina con la funcionalidad de

un coche urbano. Eso es el nueva Taledo. Una sorprendente
combinacidn de elegancia, deportividad

é Eatética diferenciadora.

S,

SEAT
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OF PM EXPEDIENTE-CONSULTADO: D 0019926 (5) BD SITADEX
FECHA: 29/04/99 HORA  15:54

TTTULARES

PEPE PENALVER INTERNATIONAL S.A
DOMICILIO.... : VALDEGOVIA.S-N,28034 MADRID
NACIONALIDAD. : ESPANA
PAIS RESIDENC.: ESPANA
AGENTE.......: 249 (6) JMIGUEL GOMEZ-ACEBO POMBO
DENOMINACION . TEJIDOS TEXTILES
CLASIFICACION : 0505
VARIANTES SOLICITADAS: ABCDEFGHIJ
VARIANTES CONCEDIDAS.: ABCDEFGHIJ
mm - TRAMITE -
28-10-88 (1) lel,b}.NlADA LA SOLIC IIi DA k% 13,30 II(JR\\ EN MADRID
01-01-89 PUB. SOLICITUD
01-07-89 PUB. CONCESION DE F.RESOL. 23-05-89 (1)

.- PAGO DE TASAS DE MANTE \'MIH\H() DE DERECHOS

31-07-89 PAGO DE TITULO
31-07-89 PAGO 01

v’c' w \’-
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Fin de la presentacion

Muchas gracias
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